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We have prepared boron-substituted oligosilanes by using boron-substituted silyllithium 2. 

Reactions of silyllithium 2 with chlorosilanes 3, 4, and 5 at 0 °C afforded boron-substituted 

disilanes 6, 7, and 8, respectively. Reactions of 2 with dichlorosilane 9 and dichlorodisilane 10 

at -78 °C afforded boron substituted trisilane 11 and tetrasilane 12, respectively. Obtained 

oligosilanes 11 and 12 were characterized by NMR and UV-vis spectroscopies. 
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当研究室では，(ボリルシリル)スタンナン 1 と n-ブチルリチウムとの Sn-Li 交換反

応によるホウ素置換シリルリチウム 2の生成について報告している (Scheme 1) 1)。本

研究では，ホウ素置換シリルリチウム 2と種々のクロロシラン類とを反応させること

で，ホウ素置換オリゴシランの合成をおこなった。(ボリルシリル)スタンナン 1を n-

ブチルリチウムと THF中，0 C で 2 時間反応させることでホウ素置換シリルリチウ

ム 2 を得た。これにクロロシラン 3, 4 および 5を 0 C で反応させることで，ホウ素

置換ジシラン 6, 7および 8を得た。また，2とジクロロシラン 9およびジクロロジシ

ラン 10 を-78 Cで反応させることで，ホウ素置換トリシラン 11およびテトラシラン

12を得た。得られたオリゴシラン 11および 12の構造解析を，29Si NMR，紫外・可視

吸収スペクトル測定によりおこなった。 
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